EigRER DH6FEE (20245FE)
mERRE (¢ BREE)

« Japan Advanced Semiconductor
Manufacturing*®

« LIXIL*

« SCREEN SPEY—EAX*

o P—LATAHEAR*

o PATAIA

« WBERTIRA A *

« PAd—-79)035—-IvI\*

« JVMIN—-OA*

o JUMHNEIIEHE*

« REPIASI

- HEARNOK*

° éft’f&iﬁ J.%*

- sl

« B MJ—x*

mfES
o NuMEKSRBENHFEXFERICHRIE

f, Kumamoto
Prefectural College
J of Technology

I 8% REMEMEmE + RS A7 ABmH

m 25 EE
« YZ—TIOAVHVHARZ1T7HFVIII* « PAIY
- RRILIbOV* o PIVINVIFTH)
- FASEIR « KDAFVI)>
- FHHEEXT « ONVIEEEAR
. ZJORER « HAFOT %
. EBH* . FOY-hM
- BIrisM* - BXH1A
- EHET . IIFTYY
« JL¥—R . YIYEIHYY

« BLBEIRAAIN-530I1)N*
o AHBRIFE

- =EEH*

- MBI R

¢ LAY —*




EIRGH THGEE (2024FE) NOi¥ EEFRIHHME + 18>S AT LAFMmH

mRARE (*: FHEXR) m B EEE
- BBSPYUNI—=SJHEAR* - TUJ)7—h - TDCYJh
. Japan Advanced Semiconductor - EEt - NW&ET

Manufacturing* - RRILIMOV* - RES

- KIS « NSA7IEARBPOEA— « YIpMuM
« SCREEN SPEY—EX* - BAXRIIEYY o AMTYITANI—-X
« SCSKZ73aVPIATLR* - ZvlALL* - SAUY—-F
- SYSKEN - BERES - *
o PIVY—=HIN—FF—X* - FHET
. fEIA%ESS « III3FT7V3¥IaU*
- RS> « BXIANWAIFTUZIRIZ2IT7IF I *
- A—-0O51=A> . IBIBTIATYVI*
« AVMFTSAINYII-33VX - ARHIFAIFE*
« SATLAZIYY - = EHE*
o I=FTAF* - IR EAM*

« YZ—RZAUHIHAIZ=1TF7IFVIIY*

mfES
o NuMEKSRBENHFEXFERICHRIE

f, Kumamoto
Prefectural College
J of Technology



EiR IR

 BFARLUR, REFOMIER L BEREF100%TY
s BHSEENSRERAXRFCHEF I HENFEMMELE,

RRAKXFICEF I5FERTFIO2FRICHEALTY
BSREENRRXRFZRICEFIDIFELIDARE (3FR) [CRALITY,
DABREZZRULEDS, XFR (WMNIERKXE, KDKEF) [CEFUZEFREEVWTEY,

f, Kumamo to
Prefectural College
J of Technology



